
 
 
 
 
 
 

 

 
超短パルスレーザによる透明媒質内部加工･･････････････････････････････････1 

渡辺 歴 

フェムト秒レーザープロセスによるフォトニック結晶の作製 
フェムト秒レーザーシングルビームによる透明材料内部の超微細加工･･････････2 

下間靖彦 
フェムト秒レーザープロセスによるフォトニック結晶の作製･･････････････････7 

三澤弘明 
レーザによる微粒子操作と微細構造物の作製･･･････････････････････････････12 

河村賢一 
フェムト秒シングルパルス干渉露光法による透明材料のナノ加工･････････････16 

中田芳樹 
フェムト秒レーザを用いた光デバイス加工技術･････････････････････････････22 

福田武司 
ガラス内部 3 次元デバイス加工･･･････････････････････････････････････････22 

伊東一良 

3 次元マイクロ TAS の作成･･･････････････････････････････････････････････22 
杉岡幸次 

薄板のマイクロ貫通溶接時の溶接部形状改善に対する適応制御法 アルミニウム

合金のレーザスポット重ね溶接法における適応制御（第 3 報）･･･････････････42 
川人洋介 

集光フェムト秒レーザによる細胞内の細胞小器官の機能制御･････････････････44 

渡辺 歴 
半導体へのレーザ照射による量子もつれ光子対発生･････････････････････････34 

枝松圭一 
複合型セラミックスレーザー媒質の開発･･･････････････････････････････････49 

神村共住 

レーザトピックス･･･････････････････････････････････････････････････････52 
レーザ関連カレンダー･･･････････････････････････････････････････････････56 
会告･･･････････････････････････････････････････････････････････････････58 
LPM2005･･･････････････････････････････････････････････････････････････59
論文投稿規程･･･････････････････････････････････････････････････････････63 
 
 

   
 

Vol. 12, No. 2
2005 
April  

レーザ加工学会誌 
Journal of Japan Laser Processing Society 

巻  頭  言 

特          集 

新製品･新技術紹介 

投 稿 論 文 


